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摘要(译)

本发明公开了一种显示装置及其制造方法，该装置包括：根据每个像素
在衬底上构图的多个下部电极，由与下部电极相同的层构成并以与下部
电极相绝缘的方式设置的辅助布线，形成在衬底上的、具有用于露出下
部电极中心部分的像素开口以及到达辅助布线的连接孔的绝缘膜，被构
图以便覆盖像素开口的底部和具有在相邻像素之间相互部分重叠的端部
的有机层，以及被形成以便覆盖有机层并通过有机层之间的连接孔连接
到辅助布线的上部电极。其中与有机EL器件的上部电极相连的辅助布线
可以在不会使层结构复杂化和不增加步骤数的情况下形成，并且可以高
清晰地显示。
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